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摘要(译)

提供一种用于制造有机EL显示装置的方法，该方法包括形成密封膜以覆
盖有机EL元件。形成密封膜的步骤包括：形成第一无机层以覆盖有机EL
元件；在第一无机层上形成隔板；通过从隔板的表面向内施加有机材
料，在第一无机层上形成有机层。第一无机层，去除隔板，并在第一无
机层上形成第二无机层以覆盖有机层。
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